Laborator polovodic¢u — Cisté prostory

Laboratof se nachdzi na Masarykové univerzité¢ v tstavu fyziky kondenzovanych latek. Na projektu
spolupracovala s firmou ON Semiconductor Czech Republic RoZnov pod Radho§tém. Laboratof je
uréena piedevsim pro pfipravu studentt fyziky a (mikro)elektroniky ve specifickych Cistych prostorach.

Vyroba polovodic¢ovych

soucCastek

Nejjednodussi zpusob vyroby
polovodi¢ovych soucastek obsahuje pouze
jeden fotolitograficky krok. Takto je
mozné vyrobit tyto pasivni diskrétni
soucastky:  rezistor, kondenzator a
induktor. Soucastky vzniknou ve vrstvé
metalizace (napraSena vrstva hliniku)
izolovaného vrstvou SiO, na substratu.
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kiemikova deska
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Pracovni postup vyroby pasivnich soucastek
Kiemikovou desku vlozime do pece pii 800°C. najedeme na teplotu 1050 °C a
stabilizujeme. Mokra oxidace, ¢as zvolime podle tloustky oxidu, sestup na
800°C. Zmétime tloustku oxidu. V naprafovacce naprasime vrstvu hliniku. Na
desku naneseme fotorezist v rotaéni lakovce. Fotorezist vyhiejeme na horké
plotn& pii teploté 85-90°C. Desku exponujeme Vv zafizeni Perkin — Elmer 340
pfes masku. Desku vyvolame ve vyvojce, ustalovaéi a oplachneme vodou.
Zkontrolujeme mikroskopem a vyhiejeme fotorezist na horké plotné pfi teploté
110°C. Vyleptame hlinik pii teploté 50°C a oplachneme desku
Vv demineralizované vodé. Ususime v centrifuze. Zbyly fotorezist smyjeme
acetonem. Osusime a zkontrolujeme mikroskopem.

Bezprasnost, Cistota a pouzivani specialnich piipravka
a vysoce Cistych médii jsou nezbytné pii piipravé
obvodil ¢i systému pifi mikrometrovych rozmérech,
kde pfima piistupnost prachovych <&astic ¢i jina
kontaminace ma fatalni ddsledky pro funkénost
vyrobenych systémi. Bezprasnost v laboratofi je
zaruCena pouzitim jemnych filtri a zajisténim
laminarniho proudéni vzduchu od stropu k podlaze.
Kromé bezprasnosti umoziuje klimatizace laboratofe
dodrzet pfesn¢ definované parametry tepoty a vlhkosti.
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